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摘要(译)

本发明涉及显示元件、光学元器件以及光学元器件的制造方法。阵列基
板100具有在基板主面形成的、配置有显示图象用的多个象素的、实质上
呈矩形形状的有效部106。有机EL显示装置1具有按照至少对阵列基板
100上的主面的有效部106进行覆盖的方式配置的封装组件300。封装组
件300由具有实质上相同的图案的、至少两层的、实质上呈矩形形状的缓
冲层311、312、313，以及具有比各缓冲层更大的图案的、按照使其与
外部空气隔断的方式对各缓冲层进行覆盖的壁垒层321、322、323叠层
构成。由有效部106的端部处的一条侧边至第一缓冲层311的端部处的一
条侧边间的最短距离，与至第二缓冲层312的端部处的一条侧边间的最短
距离不同。
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